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1. Prietaisas biologinio organizmo elektromagnetinio lauko moduliavimui, turintis pagrindą ir jame suformuotą tinklelių pavidalo mikroreljefą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas turi mažiausiai vieną paviršių ir vieną ar daugiau rezonansinių kontūrų, skirtų įvairaus diapazono elektromagnetinių bangų laužymui į koherentinę minėtam biologiniam organizmui formą, susidedančių iš daugybės tarpusavyje susikertančių ir simetriškai išdėstytų šiame paviršiuje uždarų kontūrų, atskirtų nuo minėto pagrindo.
2. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti uždari kontūrai yra išsikišę iš minėto pagrindo paviršiaus.
3. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti uždari kontūrai yra atitraukti nuo minėto pagrindo paviršiaus.

4. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti uždari rezonansiniai kontūrai yra įspausti į minėtą pagrindą po šio pagrindo paviršiumi.
5. Prietaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų uždarų kontūrų medžiaga yra skirtinga nuo minėto pagrindo medžiagos tam, kad būtų sukurtas fizikinis kontrastas tarp minėtų rezonansinių kontūrų ir pagrindo.

6. Prietaisas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti uždari kontūrai yra atspausdinti rašalu ant minėto pagrindo paviršiaus.
7. Prietaisas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į rašalą yra pridėta metalo miltelių.

8. Prietaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų uždarų kontūrų medžiaga yra skirtinga nuo pagrindo medžiagos tam, kad būtų sukurtas fizikinis kontrastas tarp minėtų rezonansinių kontūrų ir pagrindo.

9. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždari kontūrai yra kvadratai.
10. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždari kontūrai yra apskritimai.

11. Prietaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas rezonansinis kontūras turi:
pagrindinį apskritimą, kurio spindulys yra lygus arba proporcingas iš anksto pasirinktam fizikiniam dydžiui;
daugybę to paties spindulio apskritimų, tolygiai išdėstytų aplink pagrindinį apskritimą iš anksto numatytu atstumu nuo pagrindinio apskritimo centro, suformuojant antro lygio schemą;
daugybę šio antro lygio schemų kopijų, simetriškai išdėstytų aplink pagrindinio apskritimo centrą.

12. Prietaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas rezonansinis kontūras turi:
pagrindinį apskritimą, kurio spindulys yra lygus arba proporcingas iš anksto pasirinktam fizikiniam dydžiui;
kelis to paties spindulio apskritimus, tolygiai išdėstytus aplink pagrindinį apskritimą iš anksto numatytu atstumu nuo pagrindinio apskritimo centro, suformuojant antro lygio schemą;
daugybę šio antro lygio schemų kopijų, simetriškai išdėstytų aplink pagrindinio apskritimo centrą.
13. Prietaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas rezonansinis kontūras turi:
pagrindinį apskritimą, kurio spindulys yra lygus arba proporcingas iš anksto pasirinktam fizikiniam dydžiui;
kelis to paties spindulio apskritimus, tolygiai išdėstytus aplink pagrindinį apskritimą iš anksto numatytu atstumu nuo pagrindinio apskritimo centro, suformuojant antro lygio schemą;
daugybę šio antro lygio schemų kopijų, simetriškai išdėstytų aplink pagrindinio apskritimo centrą.
14. Prietaiso, skirto biologinio organizmo elektromagnetinio lauko moduliavimui, gamybos būdas, apimantis tinklelių pavidalo mikroreljefo suformavimą ant pagrindo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:
(a) sukuria rezonansinio kontūro grafinę schemą įvairaus diapazono elektromagnetinių bangų laužymui į koherentinę formą, kur minėtas rezonansinis kontūras turi daugybę susikertančių ir simetriškai išdėstytų uždarų kontūrų;
(b) sukuria grafinę struktūrą pagal minėtą grafinę schemą.

15. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (a) minėti uždari kontūrai yra apskritimai.

16. Būdas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadija (a) dar apima šias stadijas:
(a1) sukuria iš anksto nustatyto spindulio pagrindinį apskritimą;
(a2) sukuria daugiau nei vieną šio pagrindinio apskritimo kopiją, kurias simetriškai išdėsto aplink pagrindinį apskritimą iš anksto numatytu atstumu nuo pagrindinio apskritimo centro, taip suformuojant antro lygio schemą; ir
 (a3) sukuria daugybę šio antro lygio schemų kopijų, kurias simetriškai išdėsto aplink pagrindinį apskritimą, taip suformuojant rezonansinių kontūrų grafinę schemą.

17. Būdas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (a) minėti uždari kontūrai yra kvadratai.

18. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (b) minėtas grafines struktūras suformuoja medžiagų nusodinimu ant vieno ar daugiau minėto pagrindo paviršių pagal pasirinktų matmenų grafinę schemą, kur ši medžiaga skiriasi nuo pagrindo medžiagos. 
19. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (b) šias grafines schemas suformuoja, spausdinant rašalu.
20. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į minėtą rašalą prideda metalo miltelių.

21. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (b) minėtas struktūrines schemas suformuoja litografijos būdu. 

22. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stadijoje (b) minėtas struktūrines schemas suformuoja, padarant griovelius ant vieno ar daugiau pagrindo paviršių pagal pasirinktus grafinės schemos matmenis.

